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INHALT

PLASMATECHNOLOGIE

Nicht-thermische Plasmen zum
Emissionsschutz

Ronny Brandenburg, Ralf Basner und Klaus-Dieter Weltmann

Plasmen enthalten aktive und duBerst reaktive Komponenten wie
Elektronen, lonen, Atome, Molekule und Radikale, die Schadstoff-
molekile und Aerosole abbauen konnen.

DUNNE SCHICHTEN

Diinne Schichten durch Deposition unter streifenden Einfall

Bernd Rauschenbach und Christian Patzig

Mit der Deposition unter schragem Partikeleinfall kénnen pordse
diinne Schichtenvonisolierenden, halbleitenden und metallischen
Materialien konstruiert werden.

LASER

Technologie von kompakten Excimerlasern
Andreas Gértler und Claus Strowitzki

Excimerlaser haben sich zu robusten, langlebigen Lasersystemen
entwickelt. Sie haben sich auch in speziellen medizinischen An-
wendungen etabliert.

VAKUUMTECHNOLOGIE

Vakuumimpragnierung poroser Metallwerkstiicke mit
anorganischen Nanosolen

Boris Mahltig
Durch die Vakuumimpragnierung poroser Metallwerkstiicke mit

anorganischen Nanosolen wird eine Porenversiegelung bei gleich-
zeitiger Korrosionsinhibierung erreicht.

DUNNE SCHICHTEN

Anforderungen an Metalloxid-Schichten fiir
Interferenzoptik
Hans K. Pulker

Die Herstellung der Metalloxid-Schichten fiir optische Anwendun-
gen erfolgt tiberwiegend mittels reaktiver PVD-Techniken unter
Vakuum.
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PLASMATECHNOLOGIE

Perspektiven der Plasmamedizin durch Anwendung von
gewebekompatiblen Atmospharendruckplasmen (Tissue
Tolerable Plasma, TTP)

A. Kramer, O. Assadian, H. Below, C. Bender, A. Hammann, B. Hart-
mann, N.-O. Hiibner, I. Koban, T. Kocher, J. Lademann, R. Matthes und
K.-D. Weltmann

Durch die Einfiihrung von Tissue Tolerable Plasma in die Medizin
ist eine neue Ara in der Prophylaxe und Therapie einer Vielzahl
von Erkrankungen angebrochen, deren Mdglichkeiten ungeahnte
Perspektiven eréffnen.

DUNNE SCHICHTEN

Unterdriickung des Defektwachstums

Frank Kaulful8 und Otmar Zimmer

Die Herstellung dickerer Schichten mit PVD-Verfahren ist eine
Herausforderung. Oft bilden sich inhomogene Schichtstrukturen
aus, die durch Wachstumseffekte hervorgerufen werden.
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TITELBILD 2/2010:

Beschichtung von Glas mit einer
photokatalytisch aktiven Schicht
im Plasma (Computersimulation).
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